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Reattore Batch 

∗ Un reattore batch  è un reattore discontinuo 
senza FLUSSO CONTINUO dei REAGENTI in 
INPUT/OUTPUT ed  è usato nell’industria 
chimica. All’istante T0 i reagenti sono introdotti 
nel reattore e all’istante T1>T0 avviene la 
reazione. Il comportamento dei reattori chimici 
batch è simile a quello dei  reattori Oil&Gas e 
Nucleari.       



∗ Misure Sensor-based per mezzo di differenti tipi di 
sensori (Es: Rete di sensori di casa che misurano la 
temperatura);  

∗ Misure Sensorless per mezzo di  tecniche di 
ridondanza, observer-based (lineare/non lineare) (Es: 
Scheda di acquisizione dati);

∗ Misure Virtuali (touchless) attraverso tecniche di 
processamento di immagini (Es: Termografia).   

Tecniche di Misura 



∗ Sviluppo di un sistema di misura sensorless non 
lineare (Osservatore H∞) basato su ridondanza per 
un reattore batch esotermo attraverso modellazione 
matematica di Sistema (HW in the loop);

∗ In un contesto reale l’osservatore può essere 
implementato in hardware su una scheda di 
acquisizione embedded. Inoltre è possibile 
implementare l’osservatore in embedded
software/firmware su una scheda elettronica.

Obiettivo



∗ Miglioramento dei processi di business dei processi chimici 
nelle linee di automazione;

∗ sicurezza degli impianti chimici;

∗ QA nell’idustria chimica ed Oil&Gas;

∗ vendite nell’industria chimica ed Oil&Gas.

∗ customizzazione ERP e sviluppo nell’industria chimica ed 
Oil&Gas;

∗ sviluppo SCADA e testing.

Applicazioni nel Mercato 


